_» Optimizacién de la energia luminica-LEQ™

(Light Energy Optimization): un gran avance
enlatecnologladeluzpulsada =~~~

El sisterna de Optimizacion de Energia Luminica LEO™ de MSQ
s un verdadero paso adelante en las tecnologias basadas en
fuentes luminosas. LEO™ optimiza la duracion y la forma del
pulso y los pardmetros de fluenda dentro del nivel de energia
mas eficaz para un amplio campo de indicaciones usando dos
tecnologias patentadas:

Tenologia de fluorescencia avanzada

AFT™ (Advanced Fluorescence Technology)

Un sistemna de filtrado espedal que convierte la luz de longitudes
de onda mds cortas y poco aprovechables de la lampara y
amplifica selectivamente el espectro terapéutico deseado de
acuerdo con la aplicacidn para la que se destina el cabezal.
Este sistema dnico de filtrado mejora la penetracion sin usar
niveles de energia excesivos, de este modo protege la epidermis
¥y proporciona resultados clinicos mas seguros y efectivos.

EDF™{Equally Distributed Fluence)

© Una innovacion de la ingenieria electrdnica que permile la
emision de un pulso de gran duracion y a la vez con moderada
energia de pico. Este avance vence las mayores limitaciones
de la tecnologia IPL de hoy.

© Otras tecnologias de luz pulsada emplean duraciones de
pulso muy cortas (2-5 milisegundos), aungue de niveles de
energia de pico muy elevados, lo que incrementa el riesgo
de efectos secundarios adversos para la piel. En contraste,
la forma dnica de cada pulso EDF™ limita L2 energia de pico
unicamente al maximo terapéutico, calentando con precisidn
su objetivo, con una menor o muy baja molestia en la piel.

© Un algoritmo avanzado estabiliza cada pulso para asegurar
tratamientos predecibles y reproducibles que son seguros y
efectivos. De hecho, el sisterna EDF™ de Lovely es tan efectivo
que se puede obviar la necesidad de complejos y
costosos sistemas de enfriamiento que son normalmente
necesarios en los sistemas IPL.
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